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30. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Teil der oder alle Schritte (iii) bis (vi) durch das Aufbringen von durchgehenden 
Schichten erfolgt, die nach dem Aufbringen strukturiert werden. 

31 . Verfahren nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturierungen 
mit Hilfe von lithographischen Verfahren, Atzververfahren und/oder 
Maskenprozessen erfolgen. 

32. Verfahren nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass die durchgehenden 
Schichten auf einem Hilfstrager aufliegend aufgebracht und sodann dieser 
entfernt wird. 

33. Verfahren nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass die Materiaiien der 
Schichten (4, 5, 6 und/oder 7) selbsttragende Folien sind. 

34. Verfahren nach einem der AnsprQche 20 bis 33, worin die Sschichten (4, 5, 6 
und/oder 7) auflaminiert werden. 

34. Verfahren nach Anspruch 24 oder 25. dadurch gekennzeichnet, dass das 

Strukturieren der Batteriekontakt-Schicht (2) durch ein mechanlsches Verfahren 
wie Wasserstrahlbearbeitung, durch Laserbearbeitung, chemlsch, durch 
chemisches Atzen, durch galvanlsche Verfahren und/oder mit Hilfe von Masken 
erfolgt. 

36. Verfahren nach einem der AnsprQche 20 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass 
vor dem Aufbringen der ersten Abdeckschicht eine Trocknung in einem 
Inertgasofen oder Im Vakuum erfolgt. 

37. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Separator-/Elektrolytschicht und ggf. die Eiektrodenschichten mit 
Elektrolytflussigkeit befullt werden und die Batterie fonniert wird, bevor die 
Verkapselung erfolgt. 
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38. Verfahren nach einem der AnsprUche 20 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass 
neben dem Abtragen von Material der Abdeckschicht(en) gemau Schritt (vii) zur 
Freilegung mindestens eines Stromableiters weiteres Material von dieser/diesen 
Schicht(en) abgetragen wird, derart, dass eine Freilegung der Separator-/ 
Elektrolytschicht erfolgt, wobei die freigelegte Separator-/ Elektrolytscliicht nnit 
Elektrolytlosung befOllt und die durch die /\btragung entstandene(n) 
Ausnehmung(en) anschlieBend wieder verechlossen wird/werden. 

39. Verfahren nach einem der AnsprQche 20 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Separator-ZEIektrolytschlcht Qber einen Kanal (30) Im Substrat (1) mit 
Elektrolytflussigkeit befQIlt und anschlieRend der Kanal (30) verschlossen wird 
(31), worauf die Batterie fonniert wird. 


40. Verfahren nach einem der AnsprQche 20 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Abtragen von Material der Abdeckschicht(en) gemSB Schritt (vii) durch 
plasmagestutzte Verfahren, insbesondere reaktives lonenatzen oder 
lonenbeschuB, durch nasschemisches Atzen, durch Laserbearbeitung oder durch 
ein mechanisches Veri^ahren wfe SSgen, FrSsen oder Wasserstrahlbearbeitung 
erfolgt, wobei die Atzverfahren ein Lithographieschritt zur Obertragung des 
Kontaktbildes umfassen. 

41 . Veri'ahren zum Herstellen einer Batterie nach einem der AnsprQche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe des Verfahrens gemaB einem der 
AnsprQche 26 bis 40 eine Mehrzahl von Batterien hergestellt wird und diese 
anschlieBend durch Trennen des Substrates zwischen den Batterien vereinzelt 
werden. 


